
 

 

富士フイルム 半導体材料事業を拡大 

米国の高純度溶剤製造・販売会社 Ultra Pure Solutions, Inc. を買収 

 

 

 

 

平成 27 年 10 月 1 日 
 

 富士フイルム株式会社（社長：中嶋 成博）は、半導体材料の製造販売子会社である FUJIFILM Electronic 

Materials U.S.A., Inc.（以下、FEUS） を通じて、半導体関連の製造プロセスなどで使用する溶剤を高純度で

製造できる米国溶剤製造・販売会社 Ultra Pure Solutions, Inc. （本社：米国カリフォルニア州 以下、UPS 社）を

買収することを決定し、9 月 30 日（日本時間）、同社と買収契約を締結いたしました。年内に買収手続きを完了

させて、UPS 社を FEUS の 100%子会社（FUJIFILM Ultra Pure Solutions, Inc.）として新たにスタートさせます。 

 

半導体用フォトレジストの生産や、電子回路を形成した半導体シリコンウエハの洗浄など、半導体関連の

製造プロセスでは溶剤が幅広く使用されています。また、半導体関連の製造プロセスでは、溶剤に含まれる

金属イオンや極小異物などの不純物が半導体製品の歩留まり低下に繋がるため、溶剤の高純度化が重要

です。今後、半導体の電子回路の微細化がますます進む中、ppb※1レベルからさらに 1 ランク高い ppt※2レベルの

純度を持った溶剤が求められます。 

 

今回買収する UPS 社は、高純度な溶剤を安定的に製造できる業界トップクラスの精製技術を備え、

カリフォルニア州とテキサス州に製造拠点を有する会社です。また、半導体の製造プロセスなどで使用される

高純度溶剤を中心とした幅広い製品ラインアップを持ち、多様な顧客ニーズに対応できます。現在 UPS 社は、

米国の大手半導体メーカーや化学メーカーを顧客に持つ、米国における高純度溶剤の主要サプライヤーです。 

  

富士フイルムは、半導体のプロセス材料として、フォトレジストや現像液、洗浄液、CMP スラリーなどの

開発・製造･販売に注力していますが、これらに加えて高純度溶剤の製造・販売も行っています。今回の買収により、

UPS 社の高純度溶剤を中心とした幅広い製品ラインアップ、製造設備、及び有力顧客基盤を獲得することで、

半導体材料事業を拡大していきます。また、UPS 社の高度な精製技術による高純度溶剤を用いて高機能・

高品質なフォトレジストや現像液などを開発し、半導体材料の最先端市場をさらにリードしていきます。 

 

富士フイルムは、現在、高い成長が期待できる高機能材料の 1 つである半導体材料分野に積極的に経営

資源を投入し、事業拡大に向けて取り組んでいます。今後も最先端の半導体材料を開発し、ワールドワイドに

提供していくことで、半導体業界のさらなる発展に貢献していきます。 
 
※1 parts per billion の略。溶剤に含まれる不純物の割合が 10 億分の 1 であることを表す。 
※2 parts per trillion の略。溶剤に含まれる不純物の割合が 1 兆分の 1 であることを表す。 

 

＜＜＜＜Ultra Pure Solutions, Inc.Ultra Pure Solutions, Inc.Ultra Pure Solutions, Inc.Ultra Pure Solutions, Inc.のののの概要概要概要概要＞＞＞＞    

社名：  Ultra Pure Solutions, Inc.（ウルトラ ピュア ソリューションズ） 

設立：  1998年 

所在地：  米国カリフォルニア州モントレー 

事業内容： 半導体製造プロセス用高純度溶剤や汎用溶剤の製造および販売 

 

 

 

 

 

本件に関するお問合せは、下記にお願いいたします。 

（報道関係）  コーポレートコミュニケーション部      TEL：03-6271-2000 

（お客様）    富士フイルム エレクトロニクスマテリアルズ株式会社 経営企画部   TEL：03-3406-6914 

富士フイルム ウェブサイト        http://fujifilm.jp 


